Ata do processo seletivo de candidatos a duas vagas no Programa de Duplo Diploma
entre a FAU-USP (Curso de Design) e o Politecnico di Milano (Scuola del Design), para

inicio no 22 Semestre de 2021.

A Comissao encarregada de realizar a sele¢ao dos alunos do Curso de Design da

FAUUSP ao Programa de Duplo Diploma FAUUSP-POLIMI/DESIGN reuniu-se no dia 13

de maio do corrente ano, para entrevistar e analisar o material entregue pelas duas
candidatas inscritas, conforme Edital de Chamada divulgado em maio de 2021 (em

anexo).

A avaliacdo baseou-se nos seguintes critérios e pontuacdes:

A) Carta de motivagao e carta de recomendag¢do —0a 1.5 pontos

B) Curriculo—0a 1.5 pontos

C) Histdrico escolar (média ponderada) — 0 a 1.5 pontos

D) Fluéncia no idioma (italiano ou inglés) — 0 a 1.5 pontos

E) Portfdlio— 0 a 2 pontos

F) Entrevista — 0 a 2 pontos

Pontuacao final: soma dos pontos obtidos nos itens Aa F =0 a 10 pontos

do Moinho
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Marina Naomi 1,5 1,3 1,3 1,5 1,8 1,8 9,2 SIM
Utsunomiya
Mayara Menezes 1,5 1,5 1,4 1,5 1,8 2,0 9,7 SIM

Apds andlise de toda a documentacao e realizagdo das entrevistas, a comissao
apresentou o seguinte resultado:

As candidatas obtiveram a pontuagao necessaria para concorrer as vagas oferecidas
e foram consideradas habilitadas com relacdo a integralizacdo dos créditos relativos
aos primeiros sete semestres do Curso de Design.

f

e

v § .k
C AR

Profa. Dra. Clice 'de Toledo Sanjar Mazzilli

Coordenadora do Acordo de Duplo Diploma em Design FAUSP-POLIMI

S3do Paulo, 13 de maio de 2021.




